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Topnik do lutowania elementéw mosieznych

Przedmiotem wynalazku jest topnik do lutowania elementéw mosig¢znych.

Znane i powszechnie stosowane topniki do lutowania mosigdzu wytwarzane sa z kalafonii naturalnej akty-
wowanej réznymi zwigzkami organicznymi lub nieorganicznymi zwtaszcza chlorowodorkami amin albo wodne
lub alkoholowe roztwory soli oraz kwaséw nieorganicznych. Do najbardziej rozpowszechnionych sktadnikéw
wchodzacych w sktad topnikéw wodnych nalezy chlorek cynku i chlorek amonu. Topniki z tej grupy wywotuja
silne dzialanie korodujace i pozostatosci topnika musza by¢ usunigte bezposrednio po lutowaniu.

Celem wynalazku jest w prosty spos6b wykonanie topnika o duzej sile zwilzenia i matym dziataniu korodu-
jacym.

Istotg wynalazku jest sktad topnika zawierajacy 20—30% bromku laurylopirydyniowego, 2—10% kwasu
szczawiowego i0,2—2% chlorku amonu rozpuszczonych w wodzie do koncentracji 22—42%. Topnik stanowi
mieszaning zwiazkéw organicznych o koncentracji do 40% i zwiazkéw nieorganicznych o koncentracji do 2%,
oraz zwiazki typu czwartorzgdowej soli s3 stosowane jako czynnik uaktywniajacy do wytwarzania topnikéw
wodnych jak i kalafonicznych, a zastosowany kwas organiczny zawiera dwie grupy karboksylowe.

Topnik do lutowania mosiadzu wedlug wynalazku wykazuje mniejsze dziatanie korodujace jednoczesnie
zachowujac wysoka swoja aktywnos$¢ zapewniajaca usunigcie tlenkéw z powierzchni elementéw lutowanych.
Topnik charakteryzuje sig sita zwilzania okoto 300 dyn/cm czasem zwilzania 0,4—0,6 s oraz szybkoscia zwilZzania
okoto 120 dyn/cm s w temperaturze lutowania 235°C przy uZyciu stopu SnPb 60/40 dla element6éw z mosiadzu
M63 1/2. Wartosci te s3 wyzsze niz dla topnikow powszechnie stosowanych do lutowania-mosigdzu o okoto 15%.
Mniejsza korozyjno$¢ topnika w poréwnaniu z dotychczas stosowanymi wynika z zastosowania czwartorzedowej
soli pirydyniowej, ktéra stanowi gtéwny sktadnik topnika jak i zastosowanie kwasu organicznego. Czwartorzgdo-
we sole pirydyniowe latwo ulegaja rozktadowi z utworzeniem w tym przypadku aktywnych atoméw bromu.
Powstate atomy bromu wchodza w reakcje z tlenkami metali znajdujacymi si¢ na powierzchni i przechodza do
topnika w postaci bromkéw rozpuszezalnych w wodzie. Czwartorzgdowe sole pirydyniowe z podstawnikiem alki-
lowym naleza do grupy zwiazkéw powierzchniowo czynnych — obniZajac napigcie powierzchniowe utatwiaja
lutowanie.
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Uzycie kwasu organicznego ma na celu zwigkszenie aktywnosci topnika — w srodowisku kwasnym zwie-
ksza si¢ szybko$¢é powstawania aktywnych atoméw bromu.

Sposob otrzymywania topnika wedtug wynalazku jest bardzo prosty i polega na rozpuszczeniu w wodzie
w temperaturze pokojowej z zastosowaniem mieszania 20—30% czwartorzg¢dowej soli pirydyniowej, 2—10% dwu-
funkcyjnego kwasu organicznego oraz 0,2—2% chlorku amonu.

Przyktad. Do wody wilosci 78% wag. dodaje si¢ i miesza w temperaturze pokojowej, chlorku amonu
wilosci 2% wag. kwasu szczawiowego 5% wag. i czwartorzedowej soli pirydyniowej 25% wag. Otrzymuje sig
topnik o duzej sile zwilZania i matym dziataniu korodujacym.

Zastrzezenia patentowe

1. Topnik do lutowania elementéw mosieznych i nanoszenia stopu SnPb z fazy ciektej na elementy mosie-
ine,znamienny tym,Ze w sktadzie swym zawiera 20—30% bromku laurylopirydyniowego, 2—10% kwasu
szczawiowego i 0,2—2% chlorku amonu rozpuszczonych w wodzie do koncentracji 22—42%.

2. Topnik wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze stanowi mieszaning zwiazkéw organicznych o kon-
centracji zwiazk6w organicznych do 40% i koncentracji zwigzkéw nieorganicznych do 2%.

3. Topnik wedtug zastrz. 1,znamienny tym, Ze zwiazki typu czwartorzedowej soli stosuje si¢ jako
czynnik uaktywniajacy de wytwarzania topnikéw wodnych jak i kalafonicznych.

4.Topnik wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze zostal zastosowany kwas organiczny zawierajacy
dwie grupy karboksylowe. '
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